Fotonica: revestimentos
opticos inovadores

A HEF, especialista em Engenharia de Superfitie e Tribologig,
expande seus negdcios e expertises para o campo da
fotdnica, com um modelo de negédcios verticalizado,
contemplando desde a concepgdo ‘e fabricagdo d0§ seus
equipamentos, fabricagGo dos consumiveis, até'a prestu;uo
dos servicos de revestimentos OPTAL®. :

Os revestimentos fotonicos da familia OPTAL®: da HEF :

consistem na deposigéo de filmes finos do tipo PVD/PACVD
com propriedades opticas, sendo aplicados em diversos
materiais, como vidros, monocristais, metais, safira, entre
outros. Essas solugdes conferem aos materiais revestidos
diferentes propriedades como: caracteristicas antirreflexivas
ou reflexivas, de absorgdo, de filtro dpticp, filtros dielétricos e
espelhados, protecdo térmica e .quimica, entre outros.

Diversos mercados de atuacdo

. " - . y n
Com grande destague mundial, 0s revestimentos.OPTAL® vém
sendo cada vez-mais utilizados em tumpunentes pasa
diversos segmentos, de mercado, como: *

+ Defesa; sistemas optronicas, cﬁmerus (visfveis, PIR, SWIIi JR),

tratamentos de [upu\usldomus, ‘Head-Up Display e. Heud
Mounted Dlsp\uy,

+ Médico: andlise e imagens;

. Aerunduticu: Head-Up Display; ..
+ Lasers: exigem superficies super pulldds, camadas ‘fmus de
altissima pureza, boa adeso, baixas tensoes e vunu(ues de
campo elétrico mlﬂ\leCldElS‘ x

+‘Mobilidade: camera \R LIIJAR (veu:ulo uutunomu] Heud P
Display;

. Astrunumlu lentes de telescuplos e de sEnsores puru
sondas espaciais.

Optal® camadas tecnoldgicas
para aplicacoes de elevada
complexidade

Case 1: dnodos giratdrios leves, uma solugéio
inovadora para tubos de raio-x

*Através do cnn.trule da espessura de-deposicdo de W, Re e Mo
em substratos leves (como  grafite e compostos de
carborio-carbono (RCCs)) via processo HT CVD da familia OPTAL®,
a HEF estd-ajudando-a melhorar os dispositivos de imagem de -

raios-x médicos, e-tdmbém, a restaurar dnodos desgastados.

Algumas das caracteristicas desse processo HT CVD da HEF sdo:

« Espessura de camada customizdvel (W, Ré ou Mo) de até Imm;

i -_‘Cuquu'prutetivu que limita a carburizagdo até 1400°C;

« Controle de percursores fluorados.

.Case 2 Solu.;ﬁes opticas para o Prb‘jeto ITER
de Fusuo Nucleur Internuclonal

Ds revestlmentus OPTAL® dg HEF .estfio contribuindo com o
prujeto de fusdo nucleur puru geracdo de energia na usina de
Caduruthe - Franga, -mulor centro de pesquisa em energia da
Eurupu, No processo de ‘fusdo-nuclear hd a coliséio de dtomos via
geragto dé plasma, tornando, as temperaturas na cdmara de
fusto extremamente elevadas, demandando tratamentos de
supemcle Ddequades para aumento de protecdo térmica nos
componentes da camara. Os revestimentos OPTAL® contribuem
para aurento da perfurmunce térmica em condicbes extremas
de uperugu

emuvggﬁo estd_no WA da HEF, due ut.ruvé_s de sua expertise e
*-presenca de . mercado, proporciona solugbes inovadoras e
' competitivas para superar:os desuflos de.elevada complexidade
da |ndustriu mudernu * .
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